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Disilicato de litio totalmente cristalizado

La belleza natural restablecida
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La belleza natural restablecida

Initial LiSi Block: Fortaleza, precision y estética en un bloque completamente cristalizado

Initial LiSi Block es un bloque de disilicato de litio totalmente cristalizado que ofrece unas propiedades fisicas dptimas sin necesidad de coccién. Este bloque Unico
cuenta con la tecnologia HDM (micronizacion de alta densidad) patentada por GC para que la odontologia CAD/CAM ofrezca una alta resistencia a la abrasion,
margenes suaves y resultados finales estéticos. Cuando se utiliza con la técnica ONE SQIN, el sistema cerdmico para dar color y forma, puede alcanzar muy
facilmente resultados més estéticos.

» Ahorra tiempo, ya que no se requiere coccién de cristalizacion
* Estética duradera

¢ Margenes invisibles

» Opalescencia natural

* Una base ideal para la técnica ONE SQIN

En 2016, con LiSi Press, GC introdujo la tecnologia HDM (Micronizacion

de Alta Densidad). HDM utiliza microcristales de disilicato de litio igualmente

dispersos para rellenar la matriz de vidrio completa en lugar de utilizar Disilicato de Tecnologia HDM
cristales tradicionales de mayor tamafio. La eficiencia clinica de esta Litio convencional para CAD/CAM

tecnologia ha sido probada después de 5 afios de uso clinico’. (IPS e.max CAD) (Initial LiSi Block)

Para brindar soluciones més répidas para restauraciones indirectas, GC ha . . S I

desarrollado aiin més la tecnologia HDM para la odontologia CAD / CAM o p T i 4 : e |
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e optimizando el tamafio del cristal y la rigidez de la matriz de vidrio.

0 Gracias a esta nueva tecnologia se consigue una buena eficiencia de
Initial LiSi Initial LiSi ‘ . . . . . . . sz
Block Block maquina, integridad margmal, _buen pulido y re5|stenC|a_a la abrasion.
(Pulido) (Cocido) Al estar completamente cristalizado antes del fresado, tiene una alta

resistencia desde el principio, lo que hace que no se requiera una Cristales mas pequefos para facilitar el fresado, alta resistencia al
desgaste y opalescencia natural. Mejora en la rigidez de la matriz

coccidn adicional. de vidrio para alcanzar una alta resistencia mecanica.

Fuente: 1+D de GC, Japén 2020, datos archivados



Initial LiSi Block

Estética duradera y margenes suaves
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Initial IPS CEREC Initial IPS CEREC Initial IPS CEREC
LiSi e.max Tessera LiSi e.max Tessera LiSi e.max Tessera
Block CAD Block CAD Block CAD
Fuente: 1+D de GC, Japdn 2020, datos Fuente: 1+D de GC, Japdn 2020, datos Fuente: 1+D de GC, Japdn 2020, datos
archivados archivados archivados
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LiSi Block LiSi Block e.max CAD Tessera
(Polished) (Fired) Cortesia del MDT
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Djemal Ibraimi,
Initial LiSi Block e.max CAD Cortesfa del ZTM Stefan Roozen, Austria Fuente: 1+D de GC, Japdn 2020, datos archivados Suiza



Eleccidon de la translucidez en funcidon de

Gama de. COIOreS la indicacion
e indicaciones
AN m ™~

HT | [ | || H B | Corona posterior ~ Corona posterior Inlay Onlay Carilla

ATHT ~ A2HT  ASHT  A35HT  BiHT HT é é 6 & & b % b 6 & &

Tt 1 | | | | |

A1LT A2LT ASLT A3.5LT B1LT

T | bbb | bbb % b % % ®

[ Bleach |/ i

BL

118! Block 5! Block S oo oy

Restauracién con Initial LiSi Block

L .ﬁ = .é 'g i Fesaurcioncon il
TTTTTTTTTTTY e

Opalescencia natural

Initial LiSi Block esta disponible en alta translucidez (HT)
y baja translucidez (LT) y ofrece una opalescencia natural
bajo cualquier condicién luminica. Cortesia del Dr. Javier Tapia Guadix, Espafia




Elija su
procedimiento de
acabado preferido

Initial LiSi Block ofrece un tiempo de procesado reducido
gracias a que no es necesaria la cristalizacion.

Esto da como resultado un proceso que ahorra tiempo en
comparacion con los bloques CAD / CAM de disilicato de litio
convencionales. Se puede obtener un brillo superior en solo
unos minutos puliendo.

Tan sélo Frese, Maquille y Cemente

GC Initial IQ ONE SQIN - el sistema cerdmico para dar colory
forma - puede lograr rapida y facilmente resultados estéticos,
comparables a los de restauraciones estratificadas de forma
convencional pero con un ahorro de tiempo significativo.

¢ Cémo funciona? Usted elige...

Técnica de maquillajes - para todo su trabajo posterior
monolitico, Initial Lustre Pastes ONE, la Unica cerdmica para
maquillar en 3D de GC, aportan fluorescencia, vitalidad
insuperable y un glaseado natural ... simplemente pintando.

Técnica de micro capas - para casos estéticos sofisticados en
la region anterior, el Lustre Paste ONE y la cerdamica SQIN se
combinan ofreciendo una aplicacién y unas propiedades de

modelado Unicas que facilitaran el texturizado superficial con

propiedades de auto-glaseado después de la coccidn ceramica.

Técnica de
pulido

Cortesia del
ZTM Carsten Fisher,
Alemania

Flujo de trabajo

/

Initial LiSi Block

Disefoy
escaneado

Preparaciony
fresado

Formay color

Acabado

Cortesia del ZTM
Stefan Roozen,
Austria




Cree color, forma y textura con
Initial™ ONE SQIN

Cortesia de ZTM Stefan Roozen, Austria

Initial LiSi Block Paso 1; color y efectos Paso 2; forma y textura jListo!
estructura Lustres Paste ONE Aplicacién y coccién
Aplicacién y coccién

Anadiendo fluorescencia y color natural

Cortesia de M. Brusch, Alemania

Colory brillo Color, forma y brillo
Initial LiSi Block Initial LiSi Block
+ Lustre Pastes ONE + Lustre Pastes ONE

+ Initial ONE SQIN

Cortesia del Dr. Javier Tapia Guadix, Espana

Lustre Pastes ONE e Initial LiSi Block



/ Initial LiSi Block

La funcidon se encuentra con la estética

Cortesia del MDT Christian Hannker & Dr. Christian Lampson, Alemania Cortesia del MDT Marco Muttone, Dr. Alessandro lorio, Italy
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Se recomienda cementacion adhesiva para Initial , = = " ) == .
Cemento de resina de polimerizacién dual Cemento de resina autoadhesivo universal Cemento de resina fotopolimerizable

LiSi Block. Tanto G-CEM ONE como G-CEM G-CEM LinkForce G-CEM ONE G-CEM Veneer

LinkForce se pueden utilizar para cualquier tipo
de indicacién con LiS| Block. Carls ‘ /

Con Adhesive Enhancing
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Primer o G-Premio BOND <2mm
Inlays/Onlays . / /
4 ‘ Con Adhesive Enhancing
Primer o G-Premio BOND <2mm
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iniZesl LiSi Block

Informacién para pedidos

Ref. Color Initial LiSi Block Productos relacionados
012919 AT HT Mandril Cerec, tamano 14

012920 A2 HT
012921 A3 HT
10037273 A3.5HT
012922 B1 HT
012923 A1 LT
012924 A2 LT
012925 A3 LT
10037274 A35LT
012926 B1 LT
10037275 BL

Lustre Pastes ONE e , v Cemento

Maquillajes cerdmicos b % '.". de resina

con fluorescencia autoadhesivo
mejorada universal

Initial 1Q e, ’ G-CEM ONE

Initial IQ ONE SQIN
Sistema de ceramica
1. Cagidiaco EF, Sorrentino R, Pontoriero D, Ferrari M. 2020. A randomized controlled clinical trial on two types of para dar forma y color
lithium disilicate partial crowns. Am J Dent. 33(6):291-295.

IPS e.max CAD and CEREC Tessera are not trademarks of GC.

G-CEM LinkForce™, G-CEM ONE™, G-CEM™ Veneer, Initial™ |IQ Lustre Pastes ONE, Initial™ LiSi Press,
Initial™ SQIN™ are trademarks of GC.
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